
１．立体形状物への成膜が可能

２．高密着な膜を形成
イオン注入によるミキシング効果で強固な膜の密着強度が得られる。

３．低温プロセス
イオン注入成膜プロセスにより低温成膜を可能にした。

ＰＢＩＩＤ成膜法の有効性
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